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Aliiminyum eloksal banyo durulama sularindan, aliiminyumun nano
boyutlarda AIO(OH) ve Al(OH)3 formlarinda elde edilmesini ve
bunlardan katma degeri yiiksek PAC yada ?-Al203 sentezini saglamak
Uzere; bahsedilen banyo durulama sularindan elde edilen atik
cozeltilerin bulundu@u, kostik durulama banyosu (1); bahsedilen kostik
durulama banyolarina (1) ait atik ¢bzeltideki, askida kati maddelerden
kaynaklanan safsizliklarin uzaklastiriimasini saglamak iizere, bahsedilen
atik ¢ozeltinin gecirildigi, filtrepres Unitesi (6); safsizlija neden olan
koloidal silisyum bilesiklerinin giderilmesini ve 6n aritim isleminin
gerceklestirilmesini saglamak (izere, bahsedilen filtrepres Unitesinden (6)
gecirilen filtrelenmis atik ¢ozeltilerin beslendigi, ultrafiltrasyon (UF)
membran sistemi (9); ¢céziniir silisyum bilesiklerinin uzaklastiriimasini
saflamak iizere; koloidal silisyum bilesiklerinin giderildidi ¢ézeltinin
beslendidi, anyon dedistirici recine sistemi (14); safsizliklarindan
arindirilan ¢ézeltinin istege gore hidrodinamik kavitasyon sistemiyle (44)
eloksal firmasinda mevcut asit hatti (36), HCI dozaj hatt1 (37) ve/veya
CO2 gazi (38) ile nétralizasyonunu saglayan sistemi; nétralizasyon
sonrasi filtrepreste tutulan (17) aluminyum ¢amurunun PAC sentezi igin
gerekli olan tanki (41), aluminyum talasi transfer hatti (45) ve HCI dozaj
hatt1 (43) sistemini yada bu camurdan ?-Al203 sentezlemek igin yiiksek
sicakliktaki firina (42) alinabilecek; bir sistem ile ilgilidir.





